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Warszawa, dnia 06 grudzień 2014 r.


Dziekan i Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego uprzejmie informuje, że  w  dniu  22 grudnia  2014 roku  o  godzinie 13.00 w sali im. Marii Skłodowskiej-Curie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr   Agaty KRYWKO-CENDROWSKIEJ 

na temat: 
„Low temperature, electrochemical deposition of silicon based films and their characterization by electrochemical, spectroscopic and microscopic techniques”

Promotor:    


 dr hab.  Marek  Szklarczyk  

Promotor pomocniczy: 
 dr Laurent Marot (University of Basel)



        

Recenzenci:    Prof. dr hab. Anna Lisowska-Oleksiak (Politechnika Gdańska)











Prof. dr hab. Andrzej Sobkowiak (Politechnika Rzeszowska)


Praca do wglądu w Bibliotece Wydziału Chemii UW.

Streszczenie pracy oraz recenzje zostaną  zamieszczone na stronie Wydziału

http://www.chem.uw.edu.pl -  obrony prac doktorskich 

Prace badawcze będące przedmiotem rozprawy  zostały zrealizowane w ramach  projektu  Międzynarodowe Projekty Doktoranckie 

„International Scholarship Program for Graduate Studies in Faculty of Chemistry University of Warsaw”  MPD/2008/1. 
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